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PARECER DA CPL/RDC-ELETRÔNICO/UNIVASF 
 
 
ASSUNTO: PARECER REFERENTE À HABILITAÇÃO DE EMPRESA. 
 
 
 
1.  Considerando o Processo nº 23402.000539/2018-79, que versa acerca 

do procedimento licitatório da RDC ELETRÔNICO Nº 04/2018,  que possui como 

objeto a contratação de empresa para execução da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE 

ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

PARA DOIS BLOCOS DE LABORATÓRIOS, SENDO UM NO CAMPUS SENHOR 

DO BONFIM E OUTRO NO CAMPUS SERRA DA CAPIVARA, NO ÂMBITO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF).  

2.  Considerando que a EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS LTDA, CNPJ:10.619.731/001-73, melhor preço, fora convocada a fim 

de apresentar sua Proposta de Preço; 

3.  Considerando que, após correções via diligência, a Equipe Técnica 

concedeu o status de CLASSIFICADA a empresa; 

4.  Considerando que, posteriormente àquilo, a documentação de 

Habilitação fora solicitada e entregue tempestivamente; 

5.  Considerando que a Equipe Técnica optou por diligenciar e após 

consecução do esclarecimento manifestou-se por “Recomendar que a comissão de 

licitação realize as devidas medidas junto à esta empresa licitante”; 

6.  Diante desse Douto Parecer, esta Comissão, que também analisou os 

demais elementos exigidos pelo edital e seguindo o entendimento da Equipe Técnica e 

declara a EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA, 

CNPJ:10.619.731/001-73, HABILITADA, haja vista ter preenchido os requisitos do 

instrumento convocatório.   

8.  Por fim, informamos que se encontra aberto o prazo de recurso nos 

termos do Edital de nº 04/2018/CPL-RDC/UNIVASF. 

 
Atenciosamente, 

 








